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EDITORIAL

O conselho editorial da Revista Tecno-Légica terhoara e a satisfacdo de trazer ao
publico leitor mais esta edicdo. Esta edicdo copkznseis artigos nas éareas de
conhecimento em Sistemas e Processo Industriaésmologia Ambiental, onde se procura
estabelecer importante contribuicdo a divulgacaaiéacia tal como realmente é: (Util,
compreensivel, fascinante e fundamental para sdelseémento humano.

Agradecemos a todas as pessoas que contribuirana paalizacdo de mais essa edi¢do da
revista. E, aos nossos leitores desejamos umaegkedeitura.

Lourdes Teresinha Kist
Conselho Editorial



